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= (54) Title: METHOD FOR THERMAL SEPARATION OF A VOLATILE SUBSTANCE FROM A NON- OR LESS VOLATILE 
ZZ SUBSTRATE 

— (54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR THERMISCHEN TRENNUNG EINER FLUCHTIGEN SUBSTANZ VON EINEM 
^ NICHT ODER WENIGER FLUCHTIGEN SUBSTRAT 

(57) Abstract: In a method for the thermal separation of a volatile substance from a non- or less volatile substrate having a phase 
00 boundary towards a gas chamber that receives the volatile substance subsequent to vaporisation and/or sublimation, mechanical 

energy is supplied to the phase boundary between the substrate and the gas chamber to increase the material exchange of the volatile 
^ substance. In the process, the material exchange is increased by the addition of an additive or mechanical energy to the surface of the 

phase transition in such manner that said supplied mechanical energy destroys bubbles containing the volatile substrate, so that the 
O volatile substrate can escape to the gas chamber. 

£2 (57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur thermischen Trennung einer fliichtigen Substanz von einem nicht oder weniger 
fliichtigen Substrat mit einer Phasengrenze zu einem Gasraum, der die fliichtige Substanz nach einer Verdampfung und/oder 

C^l Sublimation aufiiimmt, soil der Phasengrenze vom Substrat zum Gasraum mechanische Energie zugefuhrt werden, um den 
^ Stoffaustausch der fliichtigen Substanz zu erhohen. Dabei wird durch Zugabe eines Additivs oder mechanischer Energie an die 

Oberflache des Phaseniibergangs dergestalt erhoht, so dass diese zugefuhrte mechanische Energie Blasen, die das fliichtige Substrat 
SE enthalten, zerstort, womit das fliichtige Substrat zum Gasraum entweichen kann. 


